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摘要(译)

本发明提供一种液晶显示装置的像素结构的制造方法。该液晶显示装置
的像素结构的制造方法包含：提供衬底，该衬底上形成有驱动单元预定
区及显示区；在该衬底的该驱动单元预定区上形成图形化的不透光导电
层，且同时在该衬底的该显示区上形成透光的像素电极；在该衬底上形
成光阻保护层；利用背面曝光处理图形化该光阻保护层，以在图形化的
不透光导电层之上形成图形化的光阻保护层，其中该背面曝光处理以该
不透光的图案化导电层作为曝光掩模；以及对该光阻保护层进行烘烤处
理，使该光阻保护层向四周回流，以使该光阻保护层完全覆盖该图形化
的不透光导电层。本发明具有简化处理、大幅降低显示装置的生产成本
及时间、提升生产量的效果。
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